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ZOFITHERM SILIKON
PODKLAD

Penetrace pod fasadni omitku

WETRACE POD FASADN{T OMITKU

N ——

@ ‘ZAJ}gTUJE PRILNAVOST
OMITKY K PODKLADU
e 'TAISTUJE STALOBAREVNOST
) OmiTky

*WYSyJE HYDROFOBITU

Obchodnf ndzev vyrobku: ZOFITHERM SILIKON PODKLAD

Specifikace: ZOFITHERM SILIKON PODKLAD je zakladni natér urceny jako prvni vrstva pro vSechny savé stavebni
podklady, které jsou ndsledné opatfeny finalnimi silikonovymi omitkami nebo fasddnimi barvami. Lze
jej pouzit i samostatné ke zpevnéni podkladu a ke zvySeni hydrofobicity povrchu. Produkt je dodavan
v konzistenci pfipravené k pfimé aplikaci a je urcen zejména jako sjednocujici a adhezni podklad pod
silikonové povrchové dpravy.

Baleni: «  Kbelik 10 kg
Barva: +  bild s moznosti barevného provedeni dle vzorniku
Pouziti: +  Natéry zdiva

+  Vépenné, vapenocementové a disperzni omitky
Beton
Lehké stavebni materidly
+  Cementotfiskové desky
Drevovlaknité a dievotfiskové desky
Penetrace fasadnich stérek pred aplikaci silikonovych omitek nebo fasadnich barev

Vlastnosti: «  zvySuje prilnavost naslednych vrstey,
zvySuje hydrofobicitu povrchu,
neobsahuje tézké kovy.

Vyrobce a distributor: ZOFITHERM solution s.r.o0., ;
Tynecka 921/11, Holice, 779 00 Olomouc, Ceska republika,

IC: 17674361, DIC: CZ17674361
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Zaklad: smés pigmentd, plniv a pfisad

Konzistence: tekuta

Redéni: nefedi se

Aplikacni teplota: +5 az +30 °C (ideélné 20 °C, vzduch i podklad

MozZnost prevrstveni: po cca 24 h (dle teploty a vlhkosti)

Spotreba: 0,06-0,15 I/m? (pfi jednom nétéru, dle savosti podkladu)
az 0,25 I/m2

Skladovatelnost: 1 az 12 mésicl pfi 5-30 °C v neotevieném obalu

13 az 24 mésict pfi 5-10 °C
chranit pfed mrazem a pfimym svétlem

Bezpecnost: Viz. bezpecnostni list BL_ZOFITHERM_SILIKON_PODKLAD

Zpracovani a aplikacni podminky Podklad musi byt soudrzny, Cisty, suchy, zbaveny prachu, mastnoty, soli, biologického napadeni a
volnych ¢astic. VSechny nenatirané povrchy je nutné pred aplikaci dlikladné zakryt. Penetrace se
nanasi v jedné vrstvé valeckem nebo Stétcem.

Pred pouzitim je nutné vyrobek dlikladné promichat a michani doporu¢ujeme opakovat i v pribéhu
aplikace z diivodu mozné sedimentace. Aplikace nesmi probihat na pfimém slunci, pfi desti, silném
vétru ani pfi vysoké teploté podkladu. ZvySena relativni vlhkost vzduchu a nizké teploty mohou
prodlouZit dobu vytvrzeni.

Vyrobce a distributor: ZOFITHERM solution s.r.o0., ;
Tynecka 921/11, Holice, 779 00 Olomouc, Ceska republika,
IC: 17674361, DIC: CZ17674361




